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摘要(译)

液晶显示装置中的至少一个取向膜具有设置在多个像素区域中的每一个
内的第一取向限制区域，用于使液晶层的液晶分子近似垂直取向，以及
设置在外部的第二取​​向限制区域用于在单个方位方向上对准液晶层的液
晶分子的多个像素区域。当向具有垂直取向的液晶分子的第一取向限制
区域施加电压时，这些垂直取向的液晶分子在与由第二取向限制区域的
取向膜调节的液晶分子相同的方向上倾斜。因此，即使在垂直取向液晶
显示装置的导通状态下，也可以在整个显示平面上获得均匀的取向，从
而实现高质量的显示。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0c4cf105-fef8-4639-b7da-6d277eb8727c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026589163/publication/US2001020993A1?q=US2001020993A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220010020993%22.PGNR.&OS=DN/20010020993&RS=DN/20010020993

